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売上高100億円実現の目標と課題

実現目標 課題

目指す成⾧手段 実施体制

売上高100億円実現に向けた具体的措置

※本宣言は企業自身がその責任において売上高１００億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです

代表取締役社⾧
市村 公

2033年を見据えた生産体制の構築を期する
技術立国Japanのプライドを継承し、過去に培った技術を活用し、近未来型の製造業へ改革を行う。DX化による
業務管理の合理化、AI化・ヒューマンロボットを活用したモノ作りの全自動化体制を構築する。総合アッセンブリ
メーカーとして成⾧市場の需要を先取りし、独自の技術力を高める。顧客の要求に100% 対応可能な国内の製造
業として更なる発展を期する。地域社会においてはパートナー企業との連携を図り、半導体装置・自動省力化装置
の開発・生産を拡大し付加価値の創出を図る。雇用は拡大し、社員のスキルアップを通じて従業員満足度（ ES）
の向上を期する。

2033年の売上高100億円達成に向け、CAGR26～37.5％の成⾧を
目指す。

• 労働人口の減少への迅速な対応と企業競争力の強化
• ヒトの課題:将来的な労働人口の減少へいち早く対応し、少数

精鋭で高い労働生産性を実現する必要がある。
• モノの課題:AI／自動化、DXを推進し、工場・機械を最大限に

有効活用できる体制を確立する必要がある。
• 情報の課題:各種法規制に沿った形でヒトとモノを最大限に活

用できるしくみ・組織づくりを行う必要がある。

当社加工品

〇本社所在地:埼玉県所沢市
〇事業概要:半導体製造装置および精密

部品加工
〇常時使用する従業員:67名

（2025年12月時点）
〇現在の売上高:40億円

（2024年11月期）
〇法人番号:1030001083800
〇Web:https://nv-hitech.co.jp/

株式会社ニチベンハイテック（製造業）

• 専務取締役を責任者とし、企画推進本部を中心に全社横断のプ
ロジェクトチームを編成。

• 設計・生産・品質・営業の各部門から選抜メンバーを配置し、
自動化・DX投資の推進と進捗管理を担当。

• 併せて、市場拡販を担う専門営業チームを新設し、既存・新規
顧客への提案営業を強化。

• 経営層が月次で進捗レビューを実施し、KPI達成度を管理する
体制を整備。

• 半導体製造装置メーカー等「半導体設備産業の顧客」を開拓。
今後も持続的な成⾧が見込まれる市場でシェアを伸ばす。

• 設備投資の実施（機械加工工場建設、機械加工NCマシニング・
NC旋盤用ハンドリングロボット・組立作業AIロボット導入）。

• 自社工場を集約、効率の高い生産体制を構築。AI活用、自動化
による最先端の生産活動を展開し、模倣困難な優位性を築く。

• 会社全体の売上高を成⾧させると同時に、半導体関連製品への
売上依存度を下げ、安定的な成⾧を目指す。
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